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Abstract (en)
A process for the preparation of ethylene polymers by continuously introducing the appropriate monomers into a polymerisation system at from 60
to 120 DEG C and at from 5 to 60 bar in the presence of a catalyst, an antistatic and optionally a molecular weight regulator in the gas phase in an
agitated loose bed of finely divided polymer.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Ethylenpolymerisaten durch kontinuierliches Einführen der entsprechenden Monomeren in
ein Polymerisationssystem bei 60 bis 120°C und 5 bis 60 bar in Anwesenheit eines Katalysators, eines Antistatikums und gegebenenfalls eines
Molekulargewichtsreglers in der Gasphase in einem durchmischten Schüttbett aus kleinteiligem Polymerisat.
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